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(57) Abstract: The invention relates to lithium aluminosilicate glass and to a method for the production of lithium aluminosilicate
glass, the glass having the following composition (in mol%): 60 - 70 SiO»; 10 - 13 ALOs; 0.0 - 0.9 B,05;9.6 - 11.6 Li,0; 8.2 - < 10
Na,0; 0.0 - 0.7 K,0; 0.0 - 0.2 MgO; 0.2 - 2.3 Ca0; 0.0 - 0.4 ZnO; 1.3 - 2.6 ZrO,; 0.0 - 0.5 P,0s; 0.003 - 0.100 Fe,0s; 0.0 - 0.3
SnO,; 0.004 - 0.200 CeO,. The following ratios and conditions apply to the glass according to the invention: (Li,O+ALQOs) /
(Na,0+K,0) > 2; 0.47 < Li,0O/ (LiO+Na,0+K,0) < 0.70; 0.8 < CaO+Fe,05;+ZnO+P,05+B,03;+Ce0, < 3, wherein at least four of
the six oxides are contained. Such a lithium aluminosilicate glass has an E-module of at least 82 GPa. Moreover, it has a glass
transition temperature T, of less than 540 °C and/or a processing temperature of less than 1150 °C. The glass is suitable for shaping
by means of a float process and can be chemically and/or thermally tempered so that it can have a bending strength of at least 550
N/mm?.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft Lithium-Aluminosilicatglas sowie ein Herstellungsverfahren fiir dieses Lithium-
Aluminosilicatglas, wobei das Glas eine Zusammensetzung in Mol-% aus: 60 - 70 SiO»; 10 - 13 ALOs; 0,0 - 0,9 B203; 9,6 - 11,6
Li,O; 8,2 - < 10 Na,O; 0,0 - 0,7 K;0; 0,0 - 0,2 MgO; 0,2 - 2,3 Ca0; 0,0 - 0,4 ZnO; 1,3 - 2,6 ZrO,; 0,0 - 0,5 P,0s; 0,003 - 0,100
Fe;03; 0,0 - 0,3 SnO;; 0,004 - 0,200 CeO, umtasst. Fiir das ertindungsgeméBe Glas gelten folgende Verhéltnisse und Bedingungen:
(Li,O+ALOs) / Na,0+K,0) > 2; 0,47 < Li,O/ (Li,O+Na,O+K,0) < 0,70; 0,8 < CaO+Fe,05+Zn0O+P,05+B,05;+CeO, < 3, wobei
zumindest vier aus den sechs Oxiden enthalten sind. Ein solches Lithium-Aluminosilicatglas weist einen E-Modul von zumindest 82
GPa auf. Dariiber hinaus hat es eine Glasiibergangstemperatur T, von kleiner als 540°C und/oder eine Verarbeitungstemperatur von
kleiner als 1150°C. Das Glas ist fiir eine Formgebung mittels eines Floatprozesses geeignet und chemisch und/oder thermisch
vorspannbar, so dass es eine Biegebruchfestigkeit von zumindest 550 N/mm? aufweisen kann.
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